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Nota Editorial

Agradecemos a los autores contribuyentes por elegir Superficies y Vacio como medio para comunicar sus
resultados de investigacion e, igualmente importante, la contribucién desinteresada de los pares que aceptaron
realizar las revisiones de los manuscritos recibidos, ayudandonos a conservar una alta calidad en los articulos
que publicamos. Esperamos que ambas comunidades crezcan ain mas en los tiempos venideros.

Este aflo, por sugerencia del Comité Organizador de 1a ‘X VII International Conference on Surfaces, Materials,
and Vacuum’ el Comité Editorial entendi6 una invitacidn especial a los contribuidores del Congreso para enviar
sus resultados en un manuscrito en extenso a ser considerado para publicacion en Superficies y Vacio. A pesar
de que la respuesta fue moderada, consideramos que éste ha sido un ejercicio exitoso, dando retroalimentacion
de una revision editorial dentro de los 10 dias de haber terminado el Congreso. Agradezco profundamente el
apoyo de dos colegas del Comité Editorial, Cristo Manuel Yee Rend6n y Martin Guadalupe Zapata Torres, con
quienes se completo satisfactoriamente este proceso. A pesar de ello, al dia de hoy s6lo se ha completado el
proceso de revision por pares de uno de tales manuscritos. Estamos trabajando para que el proceso de arbitraje
del resto de manuscritos en consideracion se completé en los primeros meses de 2025.

En Superficies y Vacio, jles deseamos a todos un feliz y exitoso 2025!
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